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We have recently reported that triptycene-based molecular tripods with thiol-containing groups 
at the 1,8,13-position adsorb on Au(111) or Ag(111) upright to form highly ordered self-
assembled monolayers. In this study, we newly synthesized molecular tripods with various 
polar functionalities such as alcohol, carboxylic acid, and phosphonic acid groups and 
investigated their adsorption behavior on metal-oxide substrates. 
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自己組織化単分子膜（SAM）による金属基板表面の化学修飾技術は、エレクトロニ

クス素子、触媒、センサーなど、多くの応用用途に利用されている。我々は、チオー

ル含有官能基を 1,8,13 位に導入したトリプチセン分子三脚が、Au(111)や Ag(111)基板

上で高秩序かつ完全配向性の SAM を大面積で形成すること見いだしている[1]。様々

な金属酸化物基板上で同様な SAM 形成が可能になれば、分子三脚の応用用途が大き

く広がる。本研究では、水酸基、カルボキシ基、ホスホン酸基など種々の極性官能基

を 1,8,13 位に導入した新規トリプチセン分子三脚を合成し、金属酸化物基板に対する

吸着挙動を検討したので報告する。 
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